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Zaproszenie do sktadania ofert na licencje/nabycie praw do rozwigzania Politechniki Poznanskiej pt.:

Innowacyjna kapiel do bezposredniego cynkowania aluminium

Rodzaj rozwigzania

Wynalazek

Idea rozwigzania

Przedmiotem wynalazku jest innowacyjna kapiel galwaniczna przeznaczona do bezposredniego,
elektrochemicznego naktadania powtok cynkowych na aluminium i jego stopy. Kluczowa innowacjg technologiczng
jest wyeliminowanie koniecznosci stosowania tradycyjnego przygotowania powierzchni opartego na cynkowaniu
kontaktowym (bezpragdowym/immersyjnym), ktére w standardowych procesach jest niezbedne do uzyskania
przyczepnosci.

Zastosowanie nowej kapieli amonochlorkowej pozwala na osadzenie szczelnej i silnie zwigzanej z podtozem
warstwy metalicznej w jednym etapie elektrochemicznym, co znaczgco upraszcza taficuch operacyjny.

Zalety rozwigzania i przewaga rynkowa

—  Uproszczenie procesu: Wyeliminowanie etapu cynkowania kontaktowego oraz towarzyszacych mu
wielokrotnych operacji ptukania znaczaco skraca czas trwania catego procesu technologicznego.

—  Bezpieczenstwo i ekologia: Kapiel charakteryzuje sie prostym sktadem chemicznym i znacznie nizsza
toksycznoscig w poréwnaniu do powszechnie stosowanych roztworow cyjankowych.

—  Wyjatkowa jakos¢ powtoki: Uzyskana warstwa cynku wykazuje silne zwigzanie z podtozem, brak pecherzy
gazu i tendencji do odwarstwiania sie, co potwierdzity badania mikroskopowe.

—  Ochrona podtoza: Dzieki stabo zasadowemu odczynowi (pH 9,2-10,7) nie dochodzi do agresywnego
nadtrawiania powierzchni detalu podczas jego zanurzania pod napieciem.

—  Woysoka wydajnos¢: Mozliwos¢ prowadzenia procesu w szerokim zakresie gestosci prgdu (od 0,3 do ponad
8 A/dm?) pozwala na szybkie uzyskiwanie powtok o wymaganej grubosci.

Potencjalni klienci
—  Przemyst motoryzacyjny i lotniczy: Ochrona antykorozyjna lekkich czesci konstrukcyjnych.

—  Elektronika i elektrotechnika: Powtoka cynkowa stanowi doskonaty podktad pod nanoszenie miedzi,
srebra lub niklu, co poprawia przewodnictwo i utatwia lutowanie.

—  Elektronika i elektrotechnika: Powtoka cynkowa stanowi doskonaty podktad pod nanoszenie miedzi,
srebra lub niklu, co poprawia przewodnictwo i utatwia lutowanie.

Poziom gotowosci technologicznej (TRL)

TRL4 — potwierdzenie technologii w skali laboratoryjnej.



Stan ochrony prawnej

Zgtoszenie patentowe
Kqpiel do elektrochemicznego pokrywania aluminium cynkiem i jej zastosowanie P.444413
https://ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl/search/pwp-details/P.444413

Preferowana forma komercjalizacji

Sprzedaz praw, licencja wytaczna/niewytaczna.

Forma przekazania praw

Dokumentacja patentowa, wyniki badan.

Informacje dodatkowe

1. Niniejsze zaproszenie do sktadania ofert nie stanowi oferty w rozumieniu zapiséw Kodeksu Cywilnego.

2. Politechnika Poznanska (PP) odrzuci oferte, jezeli bedzie zawierata razgco niskg cene w stosunku do wartosci
rozwigzania.

3. PP w celu ustalenia czy oferta zawiera razaco niskg cene, zwrdci sie do oferenta o udzielenie w okreslonym
terminie wyjasnien dotyczacych elementéw oferty majgcych wptyw na cene.

4. PP wezwie oferentéw do ztozenia w okreslonym terminie ofert dodatkowych, jezeli nie bedzie mozliwe
dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty ze wzgledu na otrzymanie ofert z takg samg cena.

5. PP zastrzega sobie prawo do uniewaznienia postepowania, jezeli ztozone oferty bedg zawieraty ceny,
ktorych wartosc¢ nie bedzie przewyzszata wartosci rozwigzania.

6. PP zastrzega sobie mozliwos¢ podjecia negocjacji z wybranymi oferentami.

PP ma prawo bez podania przyczyny odstgpic¢ od prowadzonego postepowania bez wyboru oferty.

8. Zawarcie umowy jest uwarunkowane spetnieniem procedur przewidzianych przepisami prawa
obowigzujacymi uczelnie.

N

Sposoéb sktadania ofert

Oferty powinny by¢ sktadane w jezyku polskim, w formie pisemnej na adres Centrum Transferu Technologii
Politechniki Poznanskiej lub elektronicznej na adres e-mail jednostki.

Dane kontaktowe

Centrum Transferu Technologii Politechniki Poznanskiej
Ul. Jacka Rychlewskiego 1

Biuro 217

61-131 Poznan

ctt@put.poznan.pl
Opracowano dnia 13.03.2026r.
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